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Urzadzenie do nawaniania bezwonnych gazéw

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do automatycznego iciagtego nawaniania bezwonnych gazéw
przeptywajacych w rurociggach.

Konstrukcja znanych urzadzeri do nawaniania gazéw bezwonnych polega na tym, e wystepujaca na .
zwezce przekroju zainstalowanej na rurociagu gazu réznica cisnield, umozliwia powstanie bocznej strugi gazu,
ktérg wykorzystuje sie dla nasycenia srodkiem nawaniajacym. Struge te po nasyceniu odorantem wprowadza sie
ponownie do gtéwnego ciggu gazu. Nasycenie bocznej strugi gazu uzyskuje sie przez przepuszczenie jej nad
-powierzchnig cieczy nawaniajacej. Gaz przeptywajac porywa ze soba pary odoranta, wysyca sie nimi i wprowadza
je do gtéwnej strugi gazu. ’ .

Lepsze wyniki uzyskuje si¢ przeperlajac strumieri gazu przez ciecz nawaniajaca o réznej gruboéci cieczy.Dla
tego celu stosowane s urzadzenia, ktérych podstawowa i uciazliwga wada jest ich ztozono$é. Taka typowa
instalacja sktada si¢ ze zbiornika manipulacyjnego $rodka nawaniajacego wspdtpracujacego z barboterem to jest
urzadzeniem, w ktérym boczna struga gazu przeperla sie przez ciekty $rodek nawaniajacy, zbiornika
magazynowego, ktérego zadaniem jest zmagazynowanie zapasu odoranta i filtra oparéw, czynnego w czasie
uzupetnienia odoranta. Poszczeg6lne elementy izespoty aparatury #aczone s3 wzajemnie przy pomocy
przewodow i kotnierzy z zastosowaniem uszczelek. Précz tego otwory wyczystkowe iwlazy zamykane sg
pokrywami, zaopatrzonymi w uszczelnienia -Dobér wtasciwego szczeliwa nastrecza bardzo powaznych trudnosci,
poniewaz $rodki nawaniajace odznaczajq sie dobrymi wtasnosciami rozpuszczania tworzyw organicznych, a takze
zdolnoscig penetracji. Z tego tez wzgledu tworzywo uszczelek technicznych zostaje w szybkim czasie strawione
i powstaja nieszczelnosci, ktérymi odorant przedostaje sie na zewnatrz, powodujac stan zagroZenia. Niezaleznie
od tego elementy instalacji wyposazone sg wdodatkowe krécéce oraz w cieczowskazy wraz z towarzyszacqy:
armatura. Ze wzgledu na penetracyjne wtasnosci odorantéw, kazdy ze wspomnianych elementéw jest Zrédtem
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powstawania nieszczelnosci i przeciekéw $rodkéw zapachowych do otoczenia. Ulatniajace si¢ pary trujacego
odoranta o ogromnej intensywnosci zapachowej stanowiq powaZne zagrozenie dla otoczenia.

Postawione zadanie polega na likwidacji nieszczelnoéci poprzez opracowanie nowej konstrukcji urzadzenia
do nawaniania. Istota wynalazku polega na tym, Ze koniec przewodu doprowadzajacego gaz, utozony jest
pionowo w osi zbiornika, ostonigty rurg ptywakowa, ktérej érednica wewnetrzna jest wigksza od zewnetrznej
srednicy przewodu, przy czym rura ptywakowa jest od géry za$lep|ona a w niewielkiej odlegtosci od dolnej
krawedzi rury ptywakowej jest umocowany ptywak.

Urzadzenie posiada waing zalete polegajaca na zmmejszemu do niezbgednego minimum ilosci potaczerh
roztacznych, armatury i cieczowskazéw. Poza tym nawanianie gazu odorantem poprzez przeperlanie gazu przez

. jednakowq warstwe odoranta, niezaleznie od poziomu chwilowego cieczy w zbiorniku ma istotne znaczeme dla

mechanizmu nawaniania gazu.

Urzadzenie uwidocznione jest w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym przedstawiony jest
przekrdj pionowy urzadzenia.

Zbiornik 1, w ktérym znajduje sie ptynny odorant jest wyposazony w kréciec 2 doprowadzajacy gaz do
nawaniania i kréciec 3 odprowadzajacy gaz poddany nawonieniu oraz kréciec 4 nalewowy spetniajacy réowniez
role odpowietrzajacego. Przewéd 5 doprowadzajacy gaz, wprowadzony jest do zbiornika 1 i utozony wzdtuz
wewnetrznej $ciany, a nastgpnie pionowo do géry w osi zbiornika 1. W czeéci pionowej na przew6d 6 nasunigta
jest rura 6.ptywakowa o srednicy wewnetrznej nieco wigkszej od zewnetrznej érednicy przewodu 6. Rura 6
ptywakowa jest od géry zaslepiona i ma w niewielkiej odlegtosci od dolnej krawedzi rury 6 zamocowany ptywak
7. Rura 6 ptywakowa wraz z ptywakiem 7 jest przesuwna w zale2no$ci od poziomu cieczy w zbiorniku 1 i dzigki
temu gaz przechodzi stale przez jednakowa warstwe odoranta, niezaleznie od chwilowégo stanu poziomu cieczy
w zbiorniku 1. Do rury 6 ptywakowej zamocowany jest od géry pret 8 ze wskaZznikiem 9, ktéry unosi sie i opada
wraz z ptywakiem 7 irurg 6 ptywakowq. WskaZnik 9 przesuwa sie swobodnie w grubosciennej rurze 10 szklanej
uszczelnionej z obu koricéw uszczelkami z tworzywa odpornego na dziatanie odoranta. Rure 10 szklang ostania
zewnetrzna rura 11 metalowa z wycigciem dla obserwaciji wskaZznika 9 poziomu cieczy, umocowana na zbiorniku
1.

Rozwiazanie urzadzenia wedtug wynalazku t3czy w sobie funkcje barbotera, zbiornika magazynowego
i awaryjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu Zrédet powstawania nieszczelnosci podczas procesu nawaniania
gazu i polepszenia wynikéw samego procesu nawaniania.

Doptywajacy gaz przewodem 2 doprowadzajacym do wnetrza zbiornika 1 dostaje sie¢ do rury 6
ptywakowej, ktérej dolna krawedZ znajduje sie stale w réwnej odlegtosci od powierzchni odoranta. Dzigki temu
gaz z rury 6 ptywakowej przeperla si¢ do wnetrza zbiornika 1 przez jednakowa warstwe odoranta niezaleznie od
chwilowego stanu cieczy w zbiorniku 1. Ma to istotne znaczenie dla mechanizmu nawaniania gazu. Nawoniony
gaz odptywa wraz z odorantem kréécem 3 odprowadzajacym. Poziom odoranta w zbiorniku 1 jest pokazany
wskaznikiem 9 umieszczonym w rurze 10 szklanej.

Urzadzenie wedtug wynalazku moze byé¢ stosowane do nawaniania bezwonnych gazéw technicznych
parami ciektych odorantéw wdowolnym stopniu Przy zwartej i w wysokim stopniu shermetyzowanej
konstrukcji, umozliwia ten wynalazek przeprowadzenie odoryzacji z wykluczeniem zagroZenia obstugi
i otoczenia.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do nawaniania bezwonnych gazéw, dziatajace na podstawie réznicy ciénieri wystepujacych na
zweZce przekroju - zainstalowanej na rurociggu gezu, znamienne tym, e koniec przewodu (2)
doprowadzajacego gaz utozony pionowo w osi zbiornika (1) ostoniety jest rurg (6) ptywakowa, ktérej srednica
wewnetrzna jest wigksza od zewnetrznej érednicy przewodu (2), przy czym rura (6) ptywakowa jest od géry
za$lepiona, a w niewielkiej odlegtosci od krawedzi dolnej rury (6) ptywakowej jest umocowany ptywak (7).
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